
 

   

 

 



 

 

 

 使用装置  infiTOF-UHV, 手動バルブインイェクション

 使用ガス  300 ppmのHeを含むH2ガス

 サンプルガス容量  0.1 mL

 EIイオン化エネルギー  70 eV

 infiTOF周回数  高分解能モード（20周回）
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